
 



 

Технология получения металлических нанослоев химическим способом 

на серебряных электрических контактах кремниевых солнечных 

элементов 

 

Реферат 

Изобретение относится к нанесению металлических нанослоев 

химическим способом, в частности на серебряные электрические контакты 

кремниевых солнечных элементов. 

Предлагаемый способ нанесения металлических нанослоев химическим 

способом заключается в применения технологии химического осаждения 

металлов, в частности меди (Cu), со скоростью 1 мкм/мин при температуре 

раствора от 50 до 60
0
С.  

В качестве исходного медьсодержащего реактива для нанесения 

металлических нанослоев на серебряные электрические контакты 

кремниевых солнечных элементов использованы неорганические соли меди. 

Технический результат изобретения - уплотнение фронтального 

электрического контакта солнечного элемента осаждением металла, в 

частности меди (Сu) с хорошей электрической проводимостью, чтобы его 

повышенное электрическое сопротивление было компенсировано или 

улучшено. 

Предлагается заполнять поры серебряного электрического контакта 

частицами металла (Cu) и наращивать на его поверхности слой плотного 

металла толщиной до 5 мкм. 

Использование данной технологии позволяет обеспечить внедрение 

наночастиц металла (Сu) в микропоры фронтального электрического 

серебряного контакта кремниевых солнечных элементов, что в свою очередь, 

позволяет уменьшить электрическое сопротивление фронтального контакта 

на серийных солнечных элементах.  

Использование изобретения позволяет повысить эффективность работы 

солнечного элемента при преобразовании излучения высокой плотности, и 

уменьшить себестоимость его изготовления. 


